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Явления и эффекты, возникающие на интерфейсах и в отдельных атомных слоях, 

играют ключевую роль в современном материаловедении, особенно в области 

нанотехнологий (наноэлектроника, фотоника, плазмоника и т.д.). Метод импульсного 

лазерного осаждения (ИЛО) представляет собой универсальный инструмент, способный 

использовать самые разнообразные материалы и комбинации с атомарной тонностью 

контроля толщин для формирования таких структур [1]. В последние годы все больше in 

situ экспериментов по созданию и исследованию уникальных наноструктур проводится на 

современных установках Мегасайнс: нейтронных и синхротронных источниках, 

ультрафиолетовых и рентгеновских лазерах.  Использование гибких ростовых методик в 

вакуумных камерах, соединенных с аналитическими приборами Мегасайнс установок, 

открывают широкие возможности по исследованию новых эффектов на границах раздела 

наноструктур и созданию квантовых наноустройств [2,3]. Благодаря возможности выноса 

источника энергии для распыления мишени (лазера) за пределы камеры конфигурация 

системы ИЛО может быть легко оптимизирована под любую вакуумную аналитическую 

систему, в том числе и в виде мобильных (перемещаемых) ростовых установок. 

В работе приводятся некоторые варианты возможной реализации мобильных 

ростовых установок импульсного лазерного осаждения на синхротронных и нейтронных 

источниках, обсуждаются возможные преимущества и перспективы использования. 
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